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CO2 conversion to LPG
Effect of the Pressure
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Pressure Effects (Cu-Zn Catalyst)

Reaction conditions: 320oC, 8.9 g.h/mol, 64.4%H2/28.4CO/4.1%CO2/3.1%Ar
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高温再生 （550℃）

低温再生（ 400 ℃）

反応条件、P=2.0MPa、 T=260 ℃, W/F=10 h.g/mol , H2/C=2 mol/mol. Feedgas: CO/CO2/Ar/H2—
28/4/4.0/64
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4



内部冷却（ICR）式
多段LPG合成法

炭酸ガスと水素からLPガスを１００％近い収率で直接合成する新反応プロセスの開発

大量に製造
される再生
可能H2

発電所、
製鉄所から
大量に発生
するCO2

ＲＳＣ
CO2逆シフト

+LPガス
コンバーター

加熱
300℃

2～3MPa

触媒槽反応器

吸熱反応
により

～250℃

IC
第１インター

クーラー

コンデンサー

40～50℃まで冷却

260℃まで
昇温

反応器１

IC
第2インター

クーラー

コンデンサー

40～50℃まで冷却

反応器２

260℃～
に昇温

ハイブリッド触媒（固定床）
メタノール触媒＋ゼオライト触媒

この反応は表２を参照

高温
ＬＰガス

触媒

H2O H2O

2MPa 2MPa ＬＰ
ガス

ナフサ

ドライ
ガス等

CO2反応率 : 95％
ＬＰガス収率 : 90％
ドライガス収率: 3％
（C1&C2パラフィン）

ナフサ収率 : 2％
CO2                   : 1～2％
（いずれも炭素基準）

バイオマス由来或いは下水汚泥を発酵したメタンを
改質をした後の（合成ガス）CO、H2の導入も可能

CO2 + H2 ⇄ CO + H2O

ＬＰガスアップグレード

アップグレードコンバーター
i-C4 → n-C4 異性化

ナフサ → C3、C4分解
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稼働を開始した
Green LPG
二段反応装置

北九州市立大学
Green LPG研究室
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